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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ НИКЕЛЯ (II)  
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Никель широко используется в гальванике, производстве никель-кадмиевых ба-

тарей, керамические, хирургические и зубные протезы, магнитные ленты и ком-

пьютер компонентов и никелевых катализаторов. В представленной работе фо-

тометрическим методом исследовано комплексообразование никеля(II) с  

1-фенил–2-(2–гидрокси–4-нитрофенилгид-розо) бутадио-1,3 (R) в присутствии 

α,α'-дипиридил (α,α'-дип), етилендиамин (Ед). и фенонтролин (Фен). 
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Состав и строение реагента установлены методами элементного анализа и 

ИК-спектроскопии. Установлены константы устойчивости и соотношения ком-

понентов в составе образующихся комплексов (табл 1). Молярные коэффициен-

ты светопоглощения, интервал линейности градуированного графика для опре-

деления никеля(II), а также другие аналитические характеристики реагентов да-

ны в таблице. 

 

Спектрофотометрические характеристики комплексов 

Комплекс рН ma

x, 

нм 

, 

нм 

10
-4

, 

л/мол∙см 

Me:

R 

Подч. Зако-

ну  

Бера, мкг/мл 

lgK 

NiR 6 452 27 0.8750.04 1:2 0.46 -2.78 8.240.04 

Ni(II)-Rα,α'-

дип 

5 482 30 1.310.03 1:2:1 0.13 – 2.32 9.19 

0.06 

Ni(II)-RЕд 4.5 478 26 1.1280.02 1:2:1 0.11 - 2.32 9.230.06 

Ni(II)-RФен  5 481 29 1.2050.03 1:2:2 0.11 - 2.32 9.310.04 

 

Изучено влияние посторонних ионов на комплексообразование никеля(II) с R 

в отсутствии и в присутствии третьих компонентов.  


